Ceska technologie 3D nano tisku zazarila na
prestiznim MIT

4.11.2025 - Jiri Kiis | Asociace nanotechnologického priimyslu CR

Spolecnost IQS nano, ¢len skupiny IQS Group a Asociace nanotechnologického prumyslu,
uspésné prezentovala svou prukopnickou technologii 3D nano tisku na Massachusetts
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Dne 8. rijna 2025 se na MIT Microsystems Technology Laboratories uskutecnila prednaska s nazvem
»Printing Where It Matters: Embedding Two-Photon Microfabrication into Applied and
Research Workflows,, (Tisk tam, kde na tom zalezi: Integrace dvoufotonové mikrofabrikace do
aplikovanych a vyzkumnych procesu). Prezentaci vedl Milan Matéjka, zakladajici ¢len spolecnosti
IQS nano a dlouholety specialista v oblasti mikrofabrika¢nich technologii z Ustavu ptistrojové
techniky AV CR v Brné.

Od vyzkumu k vyrobni technologii

Technologie dvoufotonové polymerizace (2PP) umoziuje ultra-presnou aditivni vyrobu 3D mikro- a
nanostruktur s rozliSenim pod jeden mikrometr. Jak Milan Matéjka zduraznil ve své prezentaci,
zatimco aditivni vyroba dlouho slouzila inzenyram predevsim pro prototypovani a ovérovani
konceptu, technologie 2PP nyni vstupuje do aplikovanych oblasti jako plnohodnotna vyrobni
technologie.

Predstaveny systém nové generace byl vyvinut ve spolupraci s Ustavem piistrojové techniky AV CR v
Brné a nabizi inZenyrum reseni nejen pro vyvojové potreby, ale také jako vyrobni nastroj pro
sériovou produkci.

Technologie IQnano3D

Systém IQnano3D od spolec¢nosti IQS nano dosahuje extrémnich rychlosti tisku pri zachovani
mimoradného rozliSeni zapisového bodu az 150 nm ve vSech osach. Klicovou konkurencni vyhodou je
proprietarni technologie NanoSweep™, ktera kombinuje rychlé, beziner¢ni vychylovani paprsku
pomoci akustooptického deflektoru s mechanickym pohybem stolku. Tato hybridni technologie
umoznuje plynulé, Stétcovité pohyby laseru napric jednotlivymi vrstvami, ¢imz vyrazné zkracuje dobu
tisku pri zachovani nanometrové presnosti.

Spolecnost disponuje vice nez desetiletymi zkuSenostmi s obéma hlavnimi laserovymi rezimy - od
prvogeneracni systémy s vinovou délkou 780 nm (Cerveny laser) az po soucasny systém IQnano3D
pracujici na 515 nm (zeleny laser).

Siroke spektrum aplikaci
Technologie IQS nano nachazi uplatnéni v radé klicovych oblasti:

» Optika a fotonika - vyroba komplexnich optickych mikrostruktur
 Synteticka holografie - ochrana proti padélkim
 Precizni strojirenstvi - vyroba funkénich mikrokomponent



e Biomedicina - 3D scaffoldy pro tkanové inzenyrstvi, bio-kompatibilni struktury
e Hierarchické metamaterialy - pokrocilé materialy s unikatnimi vlastnostmi

Aplikacni centrum spolecnosti je vybaveno pro vyrobu master forem, rychlé prototypovani i
Skélovatelnou produkci - od malych $arzi aZ po velkokapacitni vyrobu v rozsahu milionli metra,
vCetné nastrojl a technologii pro 2D a 2.5D hromadnou replikaci.

Cesky uspéch na mezinarodni scéné

Prezentace na MIT predstavuje vyznamné ocenéni ceské nanotechnologické expertizy a potvrzuje, ze
ceskd véda a inovace dokazou konkurovat na nejvyssi svétové trovni. IQS nano dlouhodobé
spolupracuje s prednimi akademickymi institucemi a jiz vice nez 25 let vyviji technologie elektronové
litografie a laserové litografie.
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desetileti. Jako zakladajici ¢len IQS nano stél v cele vyvoje technologii dvoufotonové 3D
mikrofabrikace a vyznamneé prispél k jejich pokroku od laboratornich systému k priamyslovym
aplikacim.

O spolecnosti IQS nano

IQS nano je soucasti holdingu IQS Group, ktery dodava na mezinarodni trhy inovativni produkty a
technologie v oblastech ochrany proti padélkum, nanostrukturované optiky, 3D tisku a lékarskych
aplikaci. Spole¢nost vyviji lithografické a 3D nano tiskové technologie spolecné s navrhy
relevantnich aplikaci. Firma sidli v Lelekovic u Brna a tzce spolupracuje s Ustavem pristrojové
techniky AV CR.

IQS Group je ¢lenem Asociace nanotechnologického prumyslu Ceské republiky a piedstavuje
vyznamného predstavitele ceského nanotechnologického sektoru s globalnim dosahem.
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